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DIFUSOR OPTICO BASEADO EM NANOFIBRAS DE CELULOSE E CRISTAISLIQUIDOS

CONTROLADO POR UM CAMPO EXTERNO

Sintese do Processo

N° do Pedido
Data de Apresentacéo
Data do Pedido

Fase Actual
Datade Inicio da Fase
Data de Fim Previsto

Situacdo de Taxas

Data de Inicio da Sit.

Data de Fim Previsto da Sit.
Taxas Pagas

Taxas Devidas

BPI 12 Publicagéo
Data do Despacho
BPI do Despacho
Datade Inicio de Vigéncia

DataLimite de Vigéncia

Titulares

Mandatério
Classificago Internacional

Processo em Tribunal
Tribunal
Data de Envio

3182
01-07-2008
01-07-2008

PATENTE RECUSADA
14-10-2011

PAGAMENTO NAO-APLICAVEL
14-07-2011

4

0

04/01/2010
11-07-2011
14/07/2011

INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

G02B 5/02 (2006.01)
NAO
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Texto do Resumo

A INVENGCAO REFERE-SE A UM NOVO DISPOSITIVO DIFUSOR OPTICO BASEADO EM NANOFIBRAS COM
TORGCAO ESPONTANEA DE CELULOSE, OU SEUS DERIVADOS, E CRISTAIS LIQUIDOS. O DISPOSITIVO
E FORMADO POR DOIS SUPORTES TRANSPARENTES (1), CONDUTORES (2) OU NAO, NOS QUAIS SAO
DEPOSITADASNANOFIBRAS COM TORGAO ESPONTANEA DE CELUL OSE (3) OU SEUS DERIVADOS, OBTIDAS
POR ELECTROFIACAO A PARTIR DE SOLUGCOES ANISOTROPICAS, E AS QUAIS E, POSTERIORMENTE,
ADICIONADO CRISTAL LIQUIDO (4). O CONTROLO DA ESPESSURA DO DISPOSITIVO PERMITE OBTER
DIFERENTES CELULAS COM DIFERENTES PROPRIEDADES. A UTILIZACAO DAS NANOFIBRAS COM TORGCAO
ESPONTANEA DE CELULOSE COMO FORMA DE DISTORCER O CAMPO DO DIRECTOR DO CRISTAL LIQUIDO
PERMITE OBTER UM GRAU DE DISTORCAO MAIS ELEVADO E PROPICIA A OBTENCAO DE DISPOSITIVOS
COM CONTRASTES SUPERIORES QUANDO COMPARADOS COM DISPOSITIVOS SEMELHANTES USANDO
NANOFIBRAS SEM TORCAO ESPONTANEA, E TAMBEM MINIMIZADO O CUSTO ASSOCIADO A PRODUCAO
DOS MESMOS. A APLICACAO DE UM CAMPO EXTERNO AO DISPOSITIVO PERMITE A OBTENGCAO DE DOIS
ESTADOS, UM DE DIFUSAO E OUTRO TRANSPARENTE. ESTE DISPOSITIVO PODERA SER UTILIZADO EM
DIVERSAS APLICACOES DE OPTICA, COMO POR EXEMPLO JANELAS DE TRANSPARENCIA CONTROLADA,
VALVULAS DE LUZ E MOSTRADORES A CRISTAL LiQUIDO.
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Classificacdo Internacional

Classe
GO2B 5/02 (2006.01)
B82Y 20/00 (2011.01)
CO9K 19/02 (2006.01)

B82B 1/00 (2006.01)

avancado
avangado
avancado

avancado

Nivel

Categoria
primeira
outra
outra

outra

inventiva

inventiva

inventiva

inventiva

Valor
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Fases Juridicas

Fase

01000000 - pedido-apresentado no inpi
01100000 - pedido-aguarda envio p/d.n.
01101000 - pedido-confirm.envio p/d.n.
01102000 - pedido-envio p/d.n.confirmado
01110000 - pedido-aguarda exame formal
01122000 - pedido-formairreg.(notificado)
01125178 - oficio - irregularid. vérias
01110000 - pedido-aguarda exame formal
01120000 - pedido-pub.regular

01140000 - pedido-oposicao possivel
01160000 - estudo-aguarda despacho
01170000 - estudo-netificado

01171034 - notific.- exame invencéo
01160000 - estudo-aguarda despacho
01170000 - estudo-netificado

01171035 - netific.- (22 notificagdo)-exm.fundo
01160000 - estudo-aguarda despacho
01170000 - estudo-netificado

01171035 - netific.- (22 notificagdo)-exm.fundo
01160000 - estudo-aguarda despacho
01110000 - pedido-aguarda exame formal
01120000 - pedido-pub.regular

01140000 - pedido-oposi¢éo possivel
01160000 - estudo-aguarda despacho
01170000 - estudo-notificado

01171034 - notific.- exame invencéo
01160000 - estudo-aguarda despacho
01170000 - estudo-notificado

01171035 - notific.- (22 notificagdo)-exm.fundo
01160000 - estudo-aguarda despacho
01400000 - recusado/(est)-pub.despacho
01402000 - recusado-despacho publicado

01900000 - patente recusada

Datade Inicio

01/07/2008
02/07/2008
15/07/2008
04/08/2008
14/08/2008
05/09/2008
05/09/2008
06/10/2008
28/10/2008
04/01/2010
04/03/2010
06/04/2010
06/04/2010
07/06/2010
08/07/2010
08/07/2010
09/08/2010
07/09/2010
07/09/2010
07/10/2010
03/11/2010
29/11/2010
03/12/2010
03/02/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/05/2011
02/06/2011
02/06/2011
04/07/2011
11/07/2011
14/07/2011

14/10/2011

Datade Fim
Previsto

15/07/2008

11/08/2008

06/10/2008

04/01/2010

04/03/2010

07/06/2010

09/08/2010

07/10/2010

03/12/2010

03/02/2011

04/07/2011

14/07/2011

14/10/2011

Datade Fim
Efectiva

02/07/2008
15/07/2008
04/08/2008
14/08/2008
05/09/2008
06/10/2008
06/10/2008
28/10/2008
04/01/2010
04/03/2010
06/04/2010
07/06/2010
07/06/2010
08/07/2010
09/08/2010
09/08/2010
07/09/2010
07/10/2010
07/10/2010
03/11/2010
29/11/2010
03/12/2010
03/02/2011
04/03/2011
04/05/2011
04/05/2011
02/06/2011
04/07/2011
04/07/2011
11/07/2011
14/07/2011

14/10/2011

Boletim

Entidade

896655

896655

896655
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Taxas Periodicas

Situagbes de Taxas
Situacéo Datade Inicio

01T00000 - pagamento nao-aplicavel 01/07/2008
01T01000 - taxas incluidas no pedido 28/10/2008
01T20000 - pagamento inicial 04/01/2010
01T02000 - ndo h&renovacdes a 01/07/2010
pagamento

01T15000 - pagamento de renovagdo 03/01/2011
01T02000 - ndo harenovagdes a 08/02/2011
pagamento

01T00000 - pagamento ndo-aplicavel 14/07/2011

Registo de Taxas Pagas
N° da Taxa Data do Documento
3 09-03-2010
4 08-02-2011

Data de Fim Previsto

N° do Documento

2559

3724

04/01/2010

01/07/2010

03/01/2011

01/07/2011

02/01/2012

Data de Fim Efectiva
28/10/2008
04/01/2010

01/07/2010

03/01/2011

08/02/2011

14/07/2011

Boletim

PATENTE NACIONAL N° 104122

Pégina 5



Il']pl instituto nacional
g 03 propriedade industrial

Entidades Intervenientes

Entidade

954450

2195235

896655

2183706

2183710

2183711

2195232

2183709

Nome Morada Localidade
Instituto Superior Técnico Galtec / Gapi Do Ist, Av. Rovisco Pais stk
Portugal
Instituto Politécnico De Edificio Sede - Campus Do Ips, 2910-761 Settbal -
Setlibal Estefanilha Portugal
: . . . 1099-085 Lishoa -
Universidade NovaDe Lishoa Campus De Campolide Portugal
Maria Helena Figueiredo
Godinho
Sudarshan Kundu

Pedro Llcio Maia Marques
De Almeida

Jodo Luis Maia Figueirinhas

Jodo Paulo Miranda Ribeiro
Borges

Intervencéo

requerente /
titular

requerente /
titular

requerente /
titular

inventor
inventor
inventor
inventor

inventor

Datade
Inicio

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

Datade Fim
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Documentos Relacionados

NUdmero gﬁ;ﬂg Acto Requerido
3182 25111057/32;3022 0199 - pedido de patente nacional
4417 25/1160/226022 0131 - resp. anctificagdo
2559 23/1(13;21018 0187 - renovagdo

Zeie 0
2924 ;);/1026/1230‘112 0131 - resp. anctificagdo
2838 e
28U s
3189 ;;)/10581123%2 0131 - resp. anctificagdo
3368 615/1110/224012 0131 - resp. anotificagdo
3724 23/103222301}5 0187 - renovagéo
o L
3966 255/1055112102 0131 - resp. anctificagdo
s 01290
sz 020

Requerente

Universidade Nova De Lisboa

Universidade Nova De Lisboa

Faculdade De Ciéncias E

Tecnologia- Universidade Nova

De Lishoa

Instituto Superior Técnico

Instituto Superior Técnico

Instituto Superior Técnico

Faculdade De Ciéncias E

Tecnologia - Universidade Nova

De Lisboa

Faculdade De Ciéncias E

Tecnologia/ Universidade Nova

De Lishoa

Acto Executado

inclusdo de pedido pendente

juntar doc. deferidos
diversos

pagam. de taxas periodicas
011P0130 - Relatério

Exame PAT

juntar doc. deferidos
diversos

011P0130 - Relatério
Exame PAT

011P0130 - Relatério
Exame PAT

juntar doc. deferidos
diversos

juntar doc. deferidos
diversos

pagam. de taxas periodicas

011P0130 - Relatério
Exame PAT

juntar doc. deferidos
diversos

011P0163 - Parecer de
recusa (PAT_MUT_PCT_
MUI_TPS)

011P0133 - Despacho PAT

Datade
Execucdo

02/07/2008

09/10/2008

15/03/2010

06/04/2010

14/06/2010

08/07/2010

08/07/2010

12/08/2010

18/10/2010

08/02/2011

04/03/2011

09/05/2011

11/07/2011

11/07/2011

Despacho

deferido

deferido

deferido

deferido

deferido

deferido

deferido

deferido
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Boletins Relacionados

Boletim Motivo de Publicacéo

04/01/2010 02 - publicacéo de pedidos

03/12/2010 02 - publicagéo de pedidos

14/07/2011 14 - despachos de recusa

Situacdo do Boletim

publicado

publicado

publicado

N° do

Documento =

recusa ao abrigo do n° 1 do art. 24° edaalineaa) don° 1
- doart. 73.% com referénciaao n° 9 do art. 68.° do codigo
da propriedade industrial.
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Prioridades

Tipo Data Pais Nidmero

ALTERAGOESART. 11°N.%7 07-06-2010 PORTUGAL 2924R
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Paises Designados

/1% Nota: N3o aplicavel aestamodalidade.
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Epigrafe em Lingua Estrangeira

/1% Nota: N3o aplicavel aestamodalidade.
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